《一种具有超低分散系数的硅溶胶及其制备方法和用途》
技术简介：
    本发明属于无机纳米胶体材料技术领域,涉及一种具有超低分散系数的硅溶胶及其制备方法和用途,本发明对常规SFB法制备硅溶胶进行优化改进,同时使用正硅酸乙酯和有机硅源(3-甲基丙烯酰氧丙基三甲氧基硅烷MPTMOS、3-巯基丙基三甲氧基硅烷MPTMS、乙烯基三乙氧基硅烷VTES、3-氨丙基三乙氧基硅烷APTES、苯基三甲氧基硅烷PTMS或乙烯基三甲氧基硅烷VTMS),以氨水或三乙醇胺TEA为碱性催化剂,以十六烷基三甲基溴化铵CTAB、十六烷基三甲基氯化铵CTAC或聚乙烯吡咯烷酮PVP为表面活性剂。在弱碱性条件下,硅源水解缩聚,获得可用于超精密抛光的不含金属离子、粒径可控且多分散系数低的硅溶胶。
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